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@ Verfahren zur Herstellung galvanogeformter Muster.

Das Verfahren zur Herstellung galvanogeformter Mus-

ter gemass der vorliegenden Erfindung umfasst; Bil-
den galvanogeformter Muster mit geschiossenliniger Grafik
und einer galvanogeformten Linie, welche die Muster um-
schiiesst (optional zusammen mit einer galvanogeformten
Insel), aut einer Oberflache eines leitfahigen Substrates;
Abziehen der galvanogeformten Muster und der galvano-
geformten Linie (optional zusammen mit der galvanoge-
formten Insel) vom Ieitfahigen Substrat, um diese auf eine
druckempfindliche Kiebeschicht zu (bertragen, weiche auf
dem Trager angeordnet ist; Einspritzen oder Drucken ei-
nes Beschichtungsmaterials in das Innere der geschios-
senlinigen Grafik der galvanogeformten Muster und Um-
wandeln des Beschichtungsmaterials in Beschichtungsfil-
me; Bilden einer festhaftenden Kiebeschicht auf einer
gesamten Oberflache des Tragers auf jener Seite dessel-
ben, wo die galvanogeformten Muster, die Beschichtungs-
filme und die galvanogeformte Linie (optional zusammen
mit der galvanogeformten Insel) gehalten werden; Entfer-
nen der galvanogeformten Linie (optional zusammen mit
der galvanogeformten Insel); Abtrennen der galvanoge-
formten Muster und der Beschichtungsfilme vom Trager
und, gleichzeitig damit, Aufkleben der galvanogeformten
Muster und Beschichtungsfilme mittels der festhaftenden
Klebeschicht auf eine Oberflaiche eines Klebeelements.

Dieses Verfahren erméglicht eine einfache Bildung von
galvanogeformten Mustern, welche mit Beschichtungsfil-
men ausgestattet sind.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung galvanogeformter Muster, bei wel-
chem Muster, wie z.B. Zeitanzeigemarkierungen
oder Beschriftungen fur Zeitmessgerate und Verzie-
rungsteile, mittels der Galvanoformungstechnik her-
gestellt und mit Beschichtungsfilmen ausgestattet
werden, die z.B. in einer Reihe von Formungsschrit-
ten aus einer Leuchtfarbe erzeugt werden, und bei
welchem die Muster {(die galvanogeformten Muster)
und die Beschichtungsfilme gleichzeitig auf einen
Trager, wie z.B. einen Film, ibertragen und danach
auf ein Klebeelement, wie z.B. eine Anzeigeplatte
eines Zeitmessgerates, geklebt werden.

In jingster Zeit finden galvanogeformte Muster,
welche durch die galvanische Abscheidung eines
Metalls erhalten werden, breite Anwendung bei der
Bildung von Mustern mit extrem feinen und komple-
xen Formen, z.B. Beschriftungen fur Zeitmessgerate
oder Verzierungsteile.

Die Anzeige oder der Zeiger eines Zeitmessgeré-
tes kann z.B. durch Beschichten oder Bedrucken
mit einem Beschichtungsmaterial (z.B. Leuchtfarbe)
ausgestattet werden, um die Sichtbarkeit desselben
zu verbessemn. Die Eigenhaftung des Beschich-
tungsmaterials ist im Allgemeinen schlecht, sodass
eine Oberflache, auf welche das Beschichtungsma-
terial aufgetragen werden soli, vor dem Auftragen
des Beschichtungsmaterials mit einem Primer be-
handelt werden muss. Dies macht das Verfahren
komplizierter.

Nach dem Auftragen der Leuchtfarbe zur Verzie-
rung kdnnen die oben erwahnten galvanogeformten
Muster auf die Anzeige oder den Zeiger eines Zeit-
messgerates geklebt werden. In diesem Fall ist eine
exakte Positionierung beim Auftragen der galvano-
geformten Muster erforderiich, um ein Verrutschen
des Beschichtungsfilms und der galvanogeformten
Muster zu verhindern. Dies macht das Verfahren
noch komplizierter.

Wenn daher die Primerbehandlung oder eine an-
dere Vorbehandiung der mit dem Beschichtungsma-
terial auszustattenden Oberflache unnotig gemacht
werden kann, und wenn der Beschichtungsfilm und
die galvanogeformten Muster gieichzeitig auf ein
Klebeelement aufgetragen werden konnen, wirde
dies zu einer Vereinfachung des Verfahrens und ei-
nem bemerkenswerten Verarbeitungsvorteil fuhren.

Bei der vorliegenden Erfindung wurde das oben
erwahnte Problem des Standes der Technik beriick-
sichtigt. Somit besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, ein Verfahren zur Herstellung galvanogeform-
ter Muster zu schaffen, durch welches galvanoge-
formte Muster, welche mit Beschichtungsfilmen aus-
gestattet sind, durch eine einfache Vorgehensweise
gebildet werden kénnen.

Die obige Aufgabe wurde durch das erste Verfah-

ren zur Herstellung galvanogeformter Muster ge-
mass der vorliegenden Erfindung geldst, welches
umfasst:
— Bilden galvanogeformter Muster mit geschlossenti-
niger Grafik und einer galvanogeformten Linie, wel-
che die obigen Muster auf einer Oberflache eines
leitfahigen Substrates umschliesst;
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— Abziehen der galvanogeformten Muster und der
galvanogeformten Linie vom leitféhigen Substrat, um
diese auf eine druckempfindliche Klebeschicht zu
ibertragen, welche auf einem Tréger angeordnet ist;
— Einspritzen oder Drucken eines Beschichtungsma-
terials in das Innere der geschlossenlinigen Grafik
der galvanogeformten Muster und Umwandeln des
Beschichtungsmaterials in Beschichtungsfilme;

- Bilden einer festhaftenden Klebeschicht auf einer
gesamten Oberflache des Tragers auf jener Seite
desselben, wo die galvanogeformten Muster, die
Beschichtungsfilme und die galvanogeformte Linie
gehalten werden;

— Entfernen der galvanogeformten Linie und

— Abtrennen der galvanogeformten Muster und der
Beschichtungsfilme vom Trager und, gleichzeitig da-
mit, Aufkleben der galvanogeformten Muster und
Beschichtungsfilme mittels der festhaftenden Kiebe-
schicht auf eine Oberflache eines Kiebeelements.

Ebenso wurde die oben erwahnte Aufgabe durch
das zweite Verfahren zur Herstellung galvanoge-
formter Muster gemass der vorliegenden Erfindung
geldst, welches umfasst:

- Bilden galvanogeformter Muster mit geschlossen-
finiger Grafik, einer galvanogeformten Linie, welche
die obigen Muster umschliesst, und einer galvano-
geformten Insel, welche in einem anderen Bereich
als die obigen galvanogeformten Muster angeordnet
ist, wobei die obige galvanogeformte Insel von der
obigen galvanogeformten Linie umschlossen und
mit dieser verbunden ist, auf einer Oberflache eines
leitfahigen Substrates;

- Abziehen der galvanogeformten Muster, der gal-
vanogeformten Linie und der galvanogeformten In-
sel vom leitfahigen Substrat, um diese auf eine
druckempfindliche Klebeschicht zu Gbertragen, wel-
che auf einem Trager angeordnet ist;

— Einspritzen oder Drucken eines Beschichtungs-
materials in das Innere der geschlossenlinigen Gra-
fik der galvanogeformten Muster und Umwandeln
des Beschichtungsmaterials in Beschichtungsfilme;
- Bilden einer festhaftenden Kiebeschicht auf einer
gesamten Oberflache des Tragers auf jener Seite
desselben, wo die galvanogeformten Muster, die
Beschichtungsfilme, die galvanogeformte Linie und
die galvanogeformte Insel gehalten werden;

- Entfemnen der galvanogeformten Linie und der
galvanogeformten Insel und

— Abtrennen der galvanogeformten Muster und der
Beschichtungsfilme vom Trager und, gleichzeitig da-
mit, Aufkieben der galvanogeformten Muster und
Beschichtungsfilme mittels der festhaftenden Klebe-
schicht auf einer Oberflache eines Klebeelements.

Bei der vorliegenden Erfindung wird es bevor-
zugt, dass das leitfahige Substrat eine metallische
Platte und einen darauf angeordneten, dinnen,
leitfahigen Film umfasst.

Des Weiteren umfasst die druckempfindliche Kle-
beschicht vorzugsweise ein druckempfindliches Kle-
bemittel, welches ultraviolettaushértend ist.

Weiters wird bevorzugt, dass es sich bei dem
Beschichtungsmaterial, welches in das Innere der
geschlossenlinigen Grafik der galvanogeformten
Muster eingespritzt oder gedruckt wird, um eine
Leuchtfarbe handelt.
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Im Folgenden werden zwei Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf
die beiliegenden Zeichnungen im Detail beschrieben.

Fig. 1 ist eine Draufsicht, welche einen Zustand
zeigt, in dem galvanogeformte Muster, Offnungen,
eine galvanogeformte Linie und eine galvanoge-
formte Flhrung auf einer Oberflache eines leitfa-
higen Substrats ausgebildet sind;

Fig. 2 ist eine Schnittansicht, welche ein Beispiel
flr ein leitfahiges Substrat (mehrschichtiges Subst-
rat) zeigt;

Fig. 3 ist eine Draufsicht, welche ein Beispiel ei-
nes Fotomaskenfilms fiir galvanogeformte Muster
zeigt;

Fig. 4 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem ein Fotowiderstand auf eine
Oberflache eines leitfahigen Substrats laminiert wor-
den ist;

Fig. 5 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem die Belichtung durchgefiihrt
worden ist;

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem nach der Belichtung die Ent-
wicklung durchgefiihrt worden ist;

Fig. 7 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem nach der Entwicklung die Gal-
vanoformung ausgeflhrt worden ist:

Fig. 8 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem nach der Galvanoformung ein
Fotowiderstand entfernt worden ist;

Fig. 9 ist eine Schnittansicht, weiche einen Zu-
stand zeigt, in dem galvanogeformte Muster zusam-
men mit leitfdhigen Filmen auf einen Trager iiber-
tragen und auf diesem befestigt worden sind:;

Fig. 10 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem ein leitfahiger Film nach Be-
strahlung mit einer kleinen Menge ultravioletten
Lichtes entfernt wird;

Fig. 11 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem ein Beschichtungsmaterial in
das Innere einer Offnung gespritzt oder gedruckt
wurde;

Fig. 12 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem eine festhaftende Klebeschicht
auf einer gesamten Oberflache des Tragers auf je-
ner Seite desselben gebildet worden ist, wo die gal-
vanogeformten Muster, die Beschichtungsfilme, die
galvanogeformte Linie und die galvanogeformte
Fuhrung gehalten werden;

Fig. 13 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem ein Freigabepapier an der fest-
haftenden Klebeschicht befestigt worden ist;

Fig. 14 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem die Klebekraft einer druckemp-
findlichen Klebeschicht durch Bestrahlung mit ultra-
violettem Licht verringert wird;

Fig. 15 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem die galvanogeformte Linie und
die galvanogeformte Insel entfernt worden sind;

Fig. 16 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem nach dem Entfernen der galva-
nogeformten Linie und der galvanogeformten Insel
ein Freigabepapier an der festhaftenden Kiebe-
schicht befestigt worden ist;
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Fig. 17 ist eine Schnittansicht, welche einen Zu-
stand zeigt, in dem die galvanogeformten Muster
und die Beschichtungsfilme gleichzeitig mit dem
Trennen der galvanogeformten Muster und der Be-
schichtungsfilme vom Trager auf ein Kiebeelement
Ubertragen werden;

Fig. 18 ist eine Perspektivansicht eines Klebeele-
ments, auf welches die galvanogeformten Muster
und die Beschichtungsfilme geklebt worden sind
und

Fig. 19 ist eine Draufsicht, welche einen Zustand
zeigt, in dem galvanogeformte Muster, Offnungen,
eine galvanogeformte Linie, eine galvanogeformte
Flhrung und eine galvanogeformte Insel auf einer
Oberflache eines leitfahigen Substrates gebildet
worden sind.

Bei der ersten Ausfiihrungsform werden Zeitan-
zeigemarkierungen flr Zeitmessgerate als galvano-
geformte Muster an eine Oberfiache einer Anzeige-
platte (Klebeelement) eines Zeitmessgerites ge-
klebt. Diese Erfindung ist jedoch keineswegs auf
die Herstellung von Zeitanzeigemarkierungen fir
Zeitmessgerate beschréankt, sondern kann auch fir
die Herstellung von verschiedenen Beschriftungen,
Zierbeschriftungen, Symbolen usw. verwendet wer-
den.

Zuerst werden, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist,
aut einer Oberflache eines leitfahigen Substrates 1
galvanogeformte Muster 2 mit geschlossenliniger
Grafik, eine galvanogeformte Linie 3, welche die
galvanogeformten Muster 2 umschliesst, und eine
galvanogeformte Fihrung 5, welche die galvanoge-
formten Muster 2 und die galvanogeformte Linie 3
umgibt und mit Flhrungséfinungen 4 ausgestattet
ist, gebildet. Wie unten beschrieben, wird ein Be-
schichtungsmaterial in das Innere eines jeden gal-
vanogeformten Musters 2 eingespritzt oder ge-
druckt. Im Folgenden kann der Teil im Inneren ei-
nes jeden galvanogeformten Musters 2 als «Off-
nung 2a» bezeichnet werden.

Bei dem hierbei verwendeten leitfahigen Substrat
1 handelt es sich z.B. um eine aus einem rostfreien
Stahl hergestellte metallische Platte oder ein Lami-
nat, bestehend aus einer metallischen Platte 1a und
einem leitfahigen Film 1b, der auf der Oberflache
der metallischen Platte angeordnet ist (im Folgen-
den auch als «mehrschichtiges Substrat 1» be-
zeichnet) (s. Fig. 2). Bei der vorliegenden Erfindung
wird das mehrschichtige Substrat 1, welches den
leitfahigen Film 1b auft der Oberflache der metalli-
schen Platte 1a aufweist, vorzugsweise als leitfa-
higes Substrat 1 verwendet. Durch die Verwendung
eines derartigen, oben erwahnten, mehrschichtigen
Substrates 1 konnen die galvanogeformten Muster
davor geschitzt werden, beim Ubertragen der Mus-
ter auf einen Trager verstreut zu werden. Bei dieser
Ausfihrungsform wird ein Fall beschrieben, in wel-
chem ein mehrschichtiges Substrat 1 als leitfahiges
Substrat verwendet wird.

Der leitféhige Film 1b des mehrschichtigen Subs-
trates 1 ist ein biegsamer, dinner Film mit elektri-
scher Leitféhigkeit. Verwendbar als leitfahiger Film
1b sind leitfahige, metallische, diinne Filme, die
durch Galvanolberzug (galvanische Abscheidung)
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oder stromiosen Uberzug gebildet werden, leitfahige
Lackfilme, leitfahige, dinne Polymerfiime usw. Von
diesen werden bevorzugt leitfahige, metallische,
diinne Filme verwendet, die durch galvanische Ab-
scheidung erzeugt werden. Hinsichtlich der Dicke
des leitfahigen Fims 1b gibt es keine spezifischen
Einschrankungen, aber der leitfahige Film 1b besitzt
tblicherweise eine Dicke von etwa 10 bis 50 um,
vorzugsweise von etwa 20 bis 30 um.

Der leitfahige Film 1b wird \in einem spateren
Schritt von der Oberfliche der metallischen Platte
1a abgezogen. Daher wird die Oberflache der me-
talischen Platte 1a vorzugsweise vor der Bildung
des leitfahigen Films 1b einer Ablésebehandiung
unterzogen, um so das Abziehen des leitfahigen
Films 1b zu erleichtern. Die Abldsebehandlung kann
2.B. durch Oxidieren der Oberflache der metalli-
schen Platte 1a mittels Anodenelektrolyse oder
durch Behandeln der Oberflache der metallischen
Platte 1a mit einem oberflachenaktiven Mittel oder
Ahnlichem durchgefuhrt werden.

Danach werden die galvanogeformten Muster mit
geschlossenliniger Grafik 2 und die galvanogeform-
te Linie 3, welche die galvanogeformten Muster 2
umschliesst, auf der Oberflache des leitfahigen
Films 1b gebildet.

Wenngleich jedes der galvanogeformten Muster 2
die Form z.B. eines Kreises, einer Ellipse oder ei-
nes Vielecks, wie z.B. eines Dreiecks, eines Vier-
ecks oder eines Sterns, aufweisen kann, ist es not-
wendig, dass alle galvanogeformten Muster aus ei-
nem «geschlossenen» Diagramm bestehen und in
ihrem Inneren (ber eine Oftnung 2a verfligen, wel-
che vom galvanogeformten Muster 2 mit geschios-
senliniger Grafik umgeben ist. Die galvanogeform-
ten Muster 2 und die galvanogeformte Linie 3 kon-
nen gemass jenem Verfahren gebildet werden,
welches z.B. in der japanischen Auslegeschrift Nr.
107496/1991 beschrieben ist. Ein aligemeines Ver-
fahren zur Bildung der galvanogeformten Muster 2
und der galvanogeformten Linie 3 wird im Folgen-
den beschrieben, wobei dieses jedoch in keiner
Weise den Umfang der vorliegenden Erfindung ein-
schrankt.

Bei diesem Verfahren werden Zeitanzeigemarkie-
rungen fUr ein Zeitmessgerat als galvanogeformte
Muster auf eine Oberflache einer Anzeigeplatte
(Klebeelement) eines Zeitmessgerétes geklebt. Zu-
erst wird durch Fotografieren oder Drucken ein ne-
gativer oder positiver Fotomaskenfilm 6 fir die ge-
wiinschten galvanogeformten Muster erzeugt, wie in
Fig. 3 dargestelit.

Der in Fig. 3 dargesteltte Fotomaskenfilm 6 ist
ein positiver Film. Auf dem Film 6 werden Zielmus-
ter 7 mit geschlossenliniger Grafik, eine Linie 8,
welche die Zielmuster 7 umgibt, und ein Fihrungs-
bereich 9 mit rechtwinkliger Form, weicher die Ziel-
muster 7 und die Linie 8 umgibt (d.h. in Fig. 3
schraffierter Bereich), mit schwarzer Tinte oder
Ahnlichem gezeichnet. An den vorbestimmten Posi-
tionen innerhalb des Fihrungsbereiches 9 werden
Fuhrungsmarkierungen 10 in weissen Kreisen ge-
zeichnet. Obwoh! die Breite der Linie 8 von den
Formen der Zielmuster 7 und ihren Grossen ab-
hangt, liegt sie gewdhnlich im Bereich von etwa 0,5
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bis 5 mm. Der Abstand zwischen den Zielmustern 7
und der Linie 8 liegt gewdhnlich im Bereich von 0,3
bis 0,5 mm.

Die obere Oberflaiche des leitfahigen Films 1b
des mehrschichtigen Substrates 1 wird separat mit
einem Fotowiderstand 11, wie z.B. einem Flussig-
keitswiderstand, einem Trockenfiimwiderstand oder
einem Druckfarbenwiderstand, beschichtet und
ofengetrocknet, wie in Fig. 4 dargestelit.

In der Folge wird der zuvor erwahnte Film 6 so
auf dem leitfahigen Film 1b platziert, dass der Foto-
widerstand 11 dazwischenliegt, und in diesem Zu-
stand werden sie mithilfe einer Belichtungsmaschi-
ne usw. belichtet, wie in Fig. 5 dargestellt. In dieser
Figur entsprechen die schraffieten Abschnitte im
Film 6 den Abschnitten der Zielmuster 7, der Linie
8 und dem FUhrungsbereich 9, welche den Durch-
tritt von Licht verhindern.

Nach der Belichtung wird eine Entwicklung durch-
gefihrt, um nicht belichtete Abschnitte des Foto-
widerstandes 11a zu entfernen (s. Fig. 5), wodurch
leitfahige Abschnitte 12 (auch als «galvanogeformte
Muster-geméasse Bereiche» bezeichnet) mit Formen,
welche den Formen der Zielmuster 7, der Linie 8
und des Fihrungsbereiches 9 entsprechen, auf der
Oberflache des leitfahigen Films 1b gebildet wer-
den, wie in Fig. 6 dargestellt. Danach werden, falls
gewiinscht, die Oberflachen der leitfahigen Ab-
schnitte 12 (galvanogeformte Muster-gemasse Be-
reiche) einer Ablésebehandiung unterzogen. Wenn
die Abldsebehandlung durchgefihrt wird, kénnen
galvanogeformte Muster 2 und eine galvanogeform-
te Linie 3, welche beide spater hergestellt werden,
leicht vom leitfahigen Film 1b abgetrennt werden.
Diese Ablésebehandlung wird auf dieselbe Weise
ausgefiihrt, wie oben beschrieben wurde.

Bezugnehmend auf Fig. 7 wird danach ein Metall
mittels des galvanischen Metallabscheidungsvertah-
rens (galvanoformendes Musterbildungsverfahren)
auf die leitfahigen Abschnitte 12 abgeschieden, um
galvanogeformte Muster 2 zu bilden, deren Formen
den Formen der Zielmuster 7 entsprechen, eine
galvanogeformte Linie 3, deren Form der Form der
Linie 8 entspricht, und eine galvanogeformte Fih-
rung 5, deren Form der Form des Fihrungs-
bereiches 9 entspricht. Wenn die galvanogeformte
Linie 3 auf diese Weise rund um die galvanoge-
formten Muster 2 gebildet wird, kann das Metall,
welches auf den Bereich, der den Zielmustern 7
entspricht, abgelagert wurde, auf jenen Bereich ver-
teilt werden, welcher der Linie 8 entspricht, sodass
eine Ubermassige Galvanoformung an den Zielmus-
tern 7 unterdriickt werden kann. In dem Fall, in
dem die Zielmuster 7 scharfe Formen aufweisen,
trat im Aligemeinen das Problem auf, dass ein Me-
tall Gberméassig auf die scharfen Abschnitte abgela-
gert wurde, wodurch die sich daraus ergebenden
galvanogeformten Muster dazu neigten, abgerundet
zu sein. Gemass der vorliegenden Erfindung wird
jedoch die galvanogeformte Linie 3 gebildet, um
eine Ubermassige Galvanoformung an den galvano-
geformten Mustern 2 zu verhindern, und somit kon-
nen galvanogeformte Muster 2 mit scharfen Formen
erhalten werden.

Von oben betrachtet weisen alle galvanogeform-
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ten Muster die Form einer geschlossenlinigen Grafik
auf, wie z.B. die Form eines Kreises, eines Vielecks
oder eines Sterns, und besitzen darin eine (")ffnung
2a, welche vom galvanogeformten Muster 2 mit ge-
schlossenliniger Grafik umschlossen ist. Fig. 7 zeigt
eine Schnittform der galvanogeformten Muster 2. im
Inneren der galvanogeformten Filhrung 5 sind Fih-
rungsitcher (nicht dargestellt) vorhanden, die diese
jeweils entlang der Form der Flhrungsmarke 10
durchdringen.

Das Metall zur Bildung der galvanogeformten
Muster 2, der galvanogeformten Linie 3 und der gal-
vanogeformten Fuhrung 5 ist z.B. Nickel. Wenn Ni-
ckel als Metall verwendet wird, wird Nickel galva-
nisch auf die leitfdhigen Abschnitte 12 abgeschie-
den, indem eine Nickelsulfatidsung als Elektrolyt-
lbsung verwendet wird. Die Bedingungen fur die
galvanische Abscheidung sind z.B. die folgenden.
Der Durchfluss eines elektrischen Stromes von
3 A/dm2 basierend auf dem effektiven Galvanoab-
scheidungsbereich von 150 mm x 150 mm {ber eine
Dauer von 3 Stunden ermdgiicht das Erhalten von
galvanogeformten Mustern mit einer Dicke von
100 pm + 10 pm.

Selbstverstandlich kénnen auch andere Metalle
als Nickel, wie z.B. Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Pla-
tin und Legierungen davon, auf die leitfahigen Ab-
schnitte 12 abgeschieden werden, um die galvano-
geformten Muster zu bilden. Des Weiteren kénnen
die Bedingungen fiir die galvanische Abscheidung
veréandert werden, wodurch galvanogeformte Muster
mit einer gewiinschten Dicke im Bereich von 20 bis
300 um erhalten werden kénnen.

Im néachsten Schritt wird der Fotowiderstand 11
vom leitfahigen Film 1b entfernt, indem dieser in
eine Abziehldsung eingetaucht wird, wie in Fig. 8
dargestellt, wodurch die galvanogeformten Muster 2
mit geschlossenliniger Grafik mit Offnungen 2a, die
galvanogeformte Linie 3, welche die gaivanogeform-
ten Muster 2 umschliesst, und die galvanogeformte
Flhrung 5, welche die galvanogeformten Muster 2
und die galvanogeformte Linie 3 umgibt und mit
Flhrungséffnungen 4 ausgestattet ist, auf der Ober-
flache des leitfahigen Substrates 1 gebildet werden,
wie in Fig. 1 dargestellt. Falls gewlinscht, kénnen
die Oberflachen der galvanogeformten Muster 2 ei-
ner Oberflachenbehandiung unterzogen werden, wie
z.B. einer galvanischen Metalliberzugsbehandlung
oder einer Verzierungsbehandlung (Farbung), wie
z.B. einer Galvanoabscheidungslackierung, einer
Spritzlackierung, einem Bedrucken, einer elektrosta-
tischen Lackierung oder einer Vakuumabscheidung.

Nachdem die galvanogeformten Muster 2, die
galvanogeformte Linie 3 und die galvanogeformte
Fahrung 5 auf der Oberflache des leitfahigen Subst-
rates 1 wie oben beschrieben durch galvanische
Abscheidung gebildet wurden, werden diese galva-
nogeformten Abschnitte auf eine druckempfindliche
Klebeschicht 14 eines Tragers 13, wie z.B. ein
Film, Ubertragen, wie in Fig. 9 dargestelit. Wenn
das mehrschichtige Substrat 1 verwendet wird, wer-
den die galvanogeformten Muster auf dem Ileitfa-
higen Film 1b gebildet, und in diesem Fall wird der
leitfahige Film 1b gleichzeitig mit der Ubertragung
der galvanogeformten Muster abgezogen. Genauer
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gesagt, wird eine Schnittflachentrennung zwischen
dem leitfahigen Film 1b und der metallischen Platte
1la ausgeflhrt, und die galvanogeformten Muster
werden getrennt, wahrend die Muster zwischen den
leitféhigen Film 1b und den Trager 13 gelegt wer-
den. Als Ergebnis dessen wird ein Verstreuen der
galvanogeformten Muster verhindert, und dadurch
kénnen die galvanogeformten Muster in grossen
Mengen hergestellt werden. Des Weiteren konnen
die galvanogeformten Muster und die metaliische
Platte beinahe ohne Verformung abgeldst werden.
Daher verbleibt keine Zugbelastung in den galvano-
geformten Mustern, und es tritt nach dem Autkleben
der Muster auf das Kiebeelement keine Verformung
auf. Dariiber hinaus ergibt sich dabei der Vorteil,
dass die metallische Platte wiederholt verwendet
werden kann. Wenn ein Film mit hoher Oberfla-
chengléatte, wie z.B. ein Galvanofilm (galvanisch ab-
geschiedener Film), als leitfahiger Film 1b verwen-
det wird, verfigen die sich ergebenden gaivanoge-
formten Muster Uber glatte riickseitige Oberfiachen,
und daher kdénnen die Muster zuverlassig auf das
Klebeelement geklebt werden. Da der Fotowider-
stand gut auf den leitfahigen Fiim 1b mit hoher
Oberflachenglatte geklebt werden kann, ist es des
Weiteren mdoglich, das Auftreten eines starken Gra-
tes zu vermeiden, und daher kdnnen galvanoge-
formte Muster von hoher Qualitat erhalten werden.

Die druckempfindliche Klebeschicht 14 kann aus
verschiedenen druckempfindlichen Klebstoffen gebil-
det werden, wie z.B. ultraviolettaushantenden Arten,
warmeaushéartenden Arten und mit der Zeit aushar-
tenden Arten.

Typische Beispiele fir druckempfindliche, ultravio-
lettaushartende Klebstoffe umfassen kautschukarti-
ge oder acrylartige druckempfindliche Klebstoffe,
verbunden mit additionspolymerisierbaren Verbin-
dungen mit zwei oder mehr ungeséttigten Bindun-
gen oder fotopolymerisierbaren Verbindungen, wie
z.B. einem Alkoxysilan mit einer Epoxygruppe und
Fotopolymerisationsinitiatoren, wie z.B. Carbonylver-
bindungen, organischen Schwefelverbindungen,
Peroxiden, Aminen und Oniumsalzverbindungen (s.
japanische Auslegeschrift Nr. 196 956/1985). Die fo-
topolymerisierbare Verbindung und der Fotopolyme-
risationsinitiator werden im Allgemeinen in Mengen
von 10 bis 500 Gewichtsteilen bzw. 0,1 bis 20 Ge-
wichtsteilen hinzugefugt, wobei die Menge jeweils
auf 100 Gewichtsteilen des Basispolymers basiert.

Beispiele fir die hierin verwendeten acrylartigen
Polymere umfassen jene, die herkdbmmlicherweise
verwendet werden (s. japanische Auslegeschriften
Nr. 540 68/1982 und 33 909/1983), jene, welche
ungesattigte, radikale Reaktivgruppen an der Sei-
tenkette aufweisen (s. japanische Auslegeschrift Nr.
56 264/1986), und jene, welche Epoxygruppen im
Molekil aufweisen.

Beispiele fir die additionspolymerisierbaren Ver-
bindungen mit zwei oder mehr ungeséttigten Bin-
dungen umfassen mehrwertigen Alkoholester von
Acrylséduren und Methacrylséuren, Oligoester von
diesen Sauren, Epoxyverbindungen und Urethan-
verbindungen.

Funktionale Vernetzungsmittel der Epoxygruppe,
welche mindestens eine Epoxygruppe im Molekl
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enthalten, wie z.B. Ethylenglykoldiglycidylether, kon-
nen ebenfalls hinzugefigt werden, um den Vernet-
zungseffekt zu erhdhen.

In jenem Falle, in dem die druckempfindliche Kle-
beschicht 14 durch die Verwendung des ultravioiett
aushéartenden Kiebstoffes gebildet wird, ist es not-
wendig, einen transparenten Film als Tréger 13 zu
verwenden, damit die Ultraviolettbestrahlung durch-
gefihrt werden kann.

Typische Beispiele flir die druckempfindiichen
Klebstoffe der warmeaushartenden Art umfassen
kautschukartige druckempfindliche Klebstoffe oder
acrylartige druckempfindliche Kiebstoffe, verbunden
mit Vernetzungsmitteln, wie z.B. Polyisocyanaten,
Melaminharzen, Amin-Epoxyharzen, Peroxiden und
Metallchelatverbindungen; falls gewinscht, zusam-
men mit Vernetzungsmodifikatoren aus polyfunktio-
nalen Verbindungen, wie z.B. Divinylbenzol, Ethy-
lenglykoldiacrylat und Trimethyloipropan-Trimeth-
acrylat.

Bei dem mit der Zeit aushartenden druckempfind-
lichen Klebstoff handelt es sich z.B. um einen Kleb-
stoff, dessen Kiebekraft durch Verdampfung des L6-
semittels mit der Zeit abnimmt.

Nachdem die galvanogeformten Muster usw. (2,
3, 5) zusammen mit dem leitfahigen dinnen Film
tb auf die druckempfindliche Klebeschicht 14 des
Tragers 13 ubertragen wurden, wird der leitfahige
dinne Film 1b entfernt, um die galvanogeformten
Muster usw. an der Aussenseite zu belichten (diese
freiliegende Oberflache wird im Folgenden auch als
«gesamte Oberflaiche der Seite, an der die galvano-
geformten Muster usw. gehalten werden» bezeich-
net), wie in Fig. 10 dargestellt. Wenn die druckemp-
findliche Klebeschicht 14 aus dem ultraviolettaus-
héartenden druckempfindlichen Kiebstoff gebildet ist,
wird es bevorzugt, die Klebekraft der druckempfind-
lichen Kiebeschicht 14 durch Bestrahlen der Klebe-
schicht 14 mit einer kieinen Menge an ultraviolettem
Licht vor dem Entfernen des leitfahigen dinnen
Films 1b zu verringemn. Des Weiteren kann die Kie-
bekraft der druckempfindlichen Klebeschicht 14 vor
der Trennung der metallischen Platte 1a vom leitfa-
higen dinnen Film 1b (s. Fig. 9) verringert werden.
Der Grund dafur liegt darin, dass die Klebekraft des
ultraviolettaushartenden druckempfindlichen Kieb-
stoffes so stark ist, z.B. 2400 g/25mm Breite,
dass der leitfdhige dinne Film 1b kaum von der
druckempfindlichen Klebeschicht 14 getrennt wer-
den kann, wenn nicht die Klebekraft auf ein be-
stimmtes Mass verringert wurde. Eine zu grosse
Verringerung der Klebekraft der ultraviolettaushar-
tenden Kiebeschicht ist jedoch unglinstig, weil die
galvanogeformten Muster dann ebenso abgezogen
werden, wenn der leitfahige dinne Film 1b entfernt
wird. Demgemass solite die Klebekraft der druck-
empfindlichen Klebeschicht nach der Bestrahlung
mit ultraviolettem Licht im Bereich von etwa 300 bis
600 g / 25 mm Breite liegen, insbesondere im Be-
reich von etwa 400 bis 500 g / 25 mm Breite.

Unter nunmehriger Bezugnahme auf Fig. 11 wird
ein Beschichtungsmaterial in das Innere der galva-
nogeformten Muster 2 mit geschlossenliniger Grafik
(Offnung 2a) eingespritzt oder gedruckt, woraus Be-
schichtungsfilme 2b hergestellt werden.
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Verschiedene (bliche Beschichtungsmaterialien,
wie z.B. eine Leuchtfarbe und eine fluoreszierende
Farbe, kénnen ohne Einschréankung als das obige
Beschichtungsmaterial verwendet werden. Insbe-
sondere wird die Verwendung einer Leuchtfarbe
oder einer fluoreszierenden Farbe bevorzugt, und
die Verwendung einer Leuchtfarbe wird besonders
dann bevorzugt, wenn die galvanogeformten Muster
2 als Zeiger oder Zeitanzeigemarkierungen fir Zeit-
messgerate verwendet werden.

Wenn die Leuchtfarbe mit Licht bestrahlt wird,
absorbiert sie dessen Energie und strahlt im Dun-
keln Phosphoreszenz aus. Die Emission von Phos-
phoreszenz wird durch die Verwendung von puiver-
formigem Phosphor als Pigment realisiert. Der
Phosphor setzt sich z.B. aus Zinksulfid oder einem
Erdalkalisulfid zusammen. Die Beigabe einer extrem
kleinen Menge an als Aktivator bekanntem Schwer-
metall ist fir die Emission von Phosphoreszenz aus
dem oben genannten Sulfid unerlasslich. Abgese-
hen von der Leuchtfarbe, welche sich hauptsachlich
aus dem oben erwahnten Sulfid zusammensetzt, ist
auch eine andere Leuchtfarbe bekannt, welche z.B.
aus MAI,O4 (M ist ein Element, welches aus Ca, Sr
und Ba ausgewahlt wird) und einem Schwermetall
besteht.

Die fluoreszierende Farbe absorbiert ultraviolettes
Licht, welches mit blossem Auge nicht sichtbar ist,
wandelt dieses in Licht um, welches mit blossem
Auge sichtbar ist, und reflektiert das sichtbare Licht.
Die fluoreszierende Farbe kann durch Verwendung
eines fluoreszierenden Pigmentes erhalten werden.
Verschiedene bekannte organische und anorgani-
sche fluoreszierende Substanzen konnen als fluo-
reszierendes Pigment verwendet werden.

Bei der vorliegenden Erfindung kdnnen verschie-
dene herkdmmliche Leuchtfarben, fluoreszierende
Farben und andere Ubliche Farben ohne besondere
Einschrankungen als Beschichtungsmaterial ver-
wendet werden.

Wenngleich das Verfahren zur Einbringung des
obigen Beschichtungsmaterials nicht speziell einge-
schrankt ist, wird vorzugsweise ein Farbinjektor ver-
wendet, der in der Lage ist, das Beschichtungsma-
terial mit konstantem Druck einzuspritzen. Die Ver-
wendung dieses Injektors erméglicht die Bildung
von Beschichtungsfilmen 2b mit ausgezeichneter
Oberflachenglatte.

Des Weiteren ist das Verfahren des Druckens
des Beschichtungsmaterials nicht speziell einge-
schrankt, und jedes herkdmmliche Druckverfahren,
wie z.B. der Seidendruck, der Siebdruck und der
Tiefdruck kdnnen verwendet werden.

Die Dicke des Beschichtungsfiims 2b kann auf
geeignete Weise durch Regelung der Viskositat des
Beschichtungsmaterials oder Wiederholung des Ein-
spritzens oder Druckens des Beschichtungsmateri-
als gesteuert werden. Es ist z.B. méglich, einen Be-
schichtungsfilm 2b herzustellen, dessen Dicke mit
100 bis 500 um relativ gross ist. Selbst wenn eine
Leuchtfarbe verwendet wird, ist es daher méglich,
eine zufriedensteliend hohe Phosphoreszenz und
eine zufriedenstellende Langlebigkeit sicherzustel-
len.

Der so gebildete Beschichtungsfim 2b kann
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durch die im Folgenden beschriebene festhaftende
Klebeschicht 15 gehalten und sicher an ein Klebee-
lement geklebt werden.

In der Folge wird, wie in Fig. 12 dargestellt, eine
festhaftende Klebeschicht 15 auf der gesamten
Oberflache der Seite, wo die galvanogeformten Mus-
ter 2, die Beschichtungsfilme 2b, die galvanogeform-
te Linie 3 und die galvanogeformte Flihrung 5 gehal-
ten werden, gebildet. Die festhaftende Klebeschicht
15 besitzt vorzugsweise eine Klebekraft, die hoher
ist als jene der druckempfindlichen Klebeschicht 14.
Danach wird ein Freigabepapier 16 auf der festhaf-
tenden Klebeschicht 15 angebracht (s. Fig. 13). In
diesem Zustand wird die Klebekraft der druckemp-
findlichen Klebeschicht 14 weiter verringert.

in jenem Fall, in dem die druckempfindliche Kle-
beschicht 14 aus dem ultraviolettaushértenden
druckempfindlichen Kiebstoff gebildet wird, wird der
Trager 13 nach dem Aufbringen des Freigabepa-
piers 16 von der Oberflachenseite der galvanoge-
formten Muster, d.h. von der Seite, welche jener
Seite gegenlberliegt, wo die galvanogeformten
Muster gehalten werden, mit ultraviolettem Licht be-
strahlt, wie in Fig. 14 dargestelit, um so die Klebe-
kraft der druckempfindlichen Klebeschicht 14 ex-
trem zu schwéchen.

In jenem Fall, in dem die druckempfindliche Kle-
beschicht 14 aus dem warmeaushdrtenden druck-
empfindlichen Klebstoff gebildet wird, wird die Kle-
bekraft der druckempfindlichen Kiebeschicht 14
durch Erwarmung des Tragers 13 extrem ge-
schwacht. In jenem Fall, in welchem die druckemp-
findliche Klebeschicht 14 aus dem mit der Zeit aus-
hartenden druckempfindlichen Kiebstoff gebildet
wird, wird die Klebekraft der druckempfindlichen
Klebeschicht 14 dadurch extrem geschwacht, dass
die Klebeschicht 14 eine gewisse Zeit lang stehen-
gelassen wird.

Es ist erwlnscht, dass die Klebekraft der druck-
empfindlichen Klebeschicht 14 durch die obige Be-
handlung auf 100 g / 25 mm Breite oder weniger
verringert wird, insbesondere auf etwa 30 bis 50 g /
25 mm Breite.

Darauthin wird das Freigabepapier 16 entfernt.
Dann wird die galvanogeformte Linie 3 entfernt, wie
in Fig. 15 dargestelit. Die galvanogeformte Linie 3
ist eine durchgehende Linie, wie in Fig. 1 darge-
stellt, und kann auf einmal entfernt werden. Als Er-
gebnis dessen wird die galvanogeformte Linie 3,
welche sich in der Nahe der galvanogeformten
Muster befindet, zusammen mit dem festhaftenden
Klebstoff 15 entfernt, und daher verbleibt der fest-
haftende Kiebstoff kaum in der Nahe rund um die
galvanogeformten Muster. Dementsprechend kén-
nen die galvanogeformten Muster 2 und die Be-
schichtungsfilme 2b leicht vom Trager 13 getrennt
werden, und das Vortreten des Klebstoffes nach
dem Aufkleben der galvanogeformten Muster auf
das Klebeelement kann unterbunden werden. Wenn
die galvanogeformten Muster nicht sofort verwendet
werden, wird auf der Seite der festhaftenden Kiebe-
schicht 15 der galvanogeformten Muster ein Freiga-
bepapier 16’ angebracht, wie in Fig. 16 dargestellt,
und das Freigabepapier 16" wird vor der Verwen-
dung abgezogen.
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Wie in Fig. 17 dargestelit, werden dann gleichzei-
tig mit der Trennung der galvanogeformten Muster
2 und der Beschichtungsfilme 2b vom Trager 13 die
galvanogeformten Muster 2 und die Beschichtungs-
filme 2b mittels des festhaftenden Kiebstoffes 15,
der auf die galvanogeformten Muster 2 und die Be-
schichtungsfilme 2b aufgetragen wurde, auf eine
Oberflache eines Klebeelements 17 geklebt.

Wie in den Fig. 17 und 18 dargestellt, ist eine
Halterungsvorrichtung 18, welche eine Anzeigeplat-
te 17 (d.h. ein Kiebeelement 17) eines Zeitmessge-
rates tragt, mit Fihrungsstiften 19 versehen, welche
iber die Halterungsvorrichtung hinausragen. Mittels
dieser Fuhrungsstifte 19 und der zuvor erwahnten
Fihrungsidcher 4, welche in der galvanogeformten
Fihrung 5 vorhanden sind, kann die Positionierung
der galvanogeformten Muster 2 und der Beschich-
tungsfilme 2b auf der Anzeigeplatte 17" eines Zeit-
messgerates vorgenommen werden.

Wie zuvor beschrieben, wird die Kiebekraft der
druckempfindiichen Klebeschicht 14 verringert. Dies
ist dieselbe Situation wie jene, bei der die galvano-
geformten Muster 2 und die Beschichtungsfilme 2b
von einem schwachen Kiebstoff gehalten werden.
Dementsprechend kdnnen gleichzeitig mit der Tren-
nung der galvanogeformten Muster 2 und der Be-
schichtungsfilme 2b vom Trager 13 die galvanoge-
formten Muster 2 und die Beschichtungsfiime 2b
mittels des festhaftenden Klebstoffes 15, der auf die
die galvanogeformten Muster haltende Seite des
Tragers 13 aufgetragen wurde, auf eine Oberflache
der Anzeigeplatte 17° (Klebeelement) eines Zeit-
messgerétes gekiebt werden.

Das Ankleben des festhaftenden Klebstoffes 15
an der Anzeigeplatte 17° eines Zeitmessgerétes
kann verhindert werden, indem die beiden Klebstof-
fe fir die druckempfindliche Klebeschicht 14 und
die festhaftende Klebeschicht 15 so ausgewahit
werden, dass die Klebekraft an der Schnittstelle
zwischen der druckempfindiichen Klebeschicht 14
und dem festhaftenden Klebstoff 15 grésser ist als
die Klebekraft an der Schnittstelle zwischen der An-
zeigeplatte 17’ eines Zeitmessgerdtes und dem
festhaftenden Kiebstoff 15.

Wenn z.B. ein acrylartiger druckempfindlicher
Klebstoff verbunden mit einer fotopolymerisierbaren
Verbindung und einem Fotopolymerisationsinitiator
als druckempfindlicher Klebstoff zur Bildung der
druckempfindlichen Klebeschicht 14 verwendet wird,
kann die Klebekraft an der Schnittstelle zwischen
der druckempfindiichen Schicht 14 und dem festhaf-
tenden Klebstoff 15 grosser gemacht werden als
die Klebekraft an der Schnittstelle zwischen der An-
zeigeplatte 171 eines Zeitmessgerates und dem
festhaftenden Klebstoff 15, indem als festhaftender
Klebstoff 15 ein Klebstoff verwendet wird, der dem
druckempfindlichen Klebstoff fiir die druckempfindli-
che Klebeschicht 14 ahnlich ist, aber mit keiner fo-
topolymerisierbaren Verbindung und keinem Foto-
polymerisationsinitiator verbunden ist, d.h. ein
acrylartiger druckempfindlicher Klebstoff, der nur
aus einem Polymer auf Acrylbasis zusammenge-
setzt ist, und indem nach dem Auftragen desselben
der Klebstoff 9 Stunden lang bei 40°C gealtert wird.
Daher kann der nicht notwendige Klebstoff, d.h. der
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Klebstoff, der sich auf anderen Bereichen als auf
den Klebebereichen befindet, volistandig entfernt
werden. Ein so mihevolles Vorgehen, wie das Be-
schichten nur der hinteren Oberfléchen der galvano-
geformten Muster mit dem Klebstoff, kann durch
derartige Auswahl beider Klebstoffe vermieden wer-
den, dass die Klebekraft an der Schnittstelle zwi-
schen der druckempfindlichen Schicht 14, deren
Haftstarke verringert worden ist, und dem festhaf-
tenden Klebstoff 15 grésser gemacht wird als die
Klebekraft an der Schnittstelle zwischen dem Klebe-
element 17 und dem festhaftenden Kiebstoff 15,
wie oben beschrieben. Als Ergebnis dessen kann
das Vorgehen vereinfacht werden.

Bei der vorliegenden Erfindung kann der Kleb-
stoff durch Beschichten oder Sprithen durch eine
Maske hindurch aufgetragen werden, welche Off-
nungen enthalt, die geringfligig grosser sind als die
galvanogeformten Muster 2 bei der Bildung der
festhaftenden Klebeschicht 15, wodurch die festhaf-
tende Klebeschicht 15 nur auf den riickseitigen
Oberflachen der galvanogeformten Muster 2 und
der Beschichtungsfilme 2b gebildet werden kann.

Die erste Ausfihrungsform der vorliegenden Er-
findung wurde hauptsachlich unter Bezugnahme auf
das Verfahren zur Herstellung einer Anzeigeplatte
fur ein Zeitmessgeréat als veranschaulichendes Bei-
spiel beschrieben. In diesem Zusammenhang be-
sitzt die Anzeigeplatte eines Zeitmessgerates in
ihrer Mitte einen grossen freien Abschnitt (wobei mit
dem Begriff «freier Abschnitt» ein Abschnitt gemeint
ist, der von der galvanogeformten Linie 3 umschlos-
sen ist, aber in einem anderen Bereich als die gal-
vanogeformten Muster 2 und die Offnungen 2a
liegt, und der in Fig. 1 mit der Bezugsziffer «20»
versehen ist). Wenn jedoch der Fotowiderstand,
welcher dem freien Abschnitt 20 entspricht (z.B. in
Fig. 5 mit der Bezugsziffer «11» versehen), ein
Stiftioch aufweist, kommt es zu einer galvanischen
Abscheidung am Stiftloch, wodurch ein kleines gal-
vanogeformtes Produkt am freien Abschnitt 20 er-
zeugt wird. Wenn das obige kieine galvanogeformte
Produkt auf die Anzeigeplatte eines Zeitmessgera-
tes Ubertragen wird, wird deren Erscheinungsbild
wesentlich negativ beeintrachtigt.

Das zweite Verfahren zur Herstellung galvanoge-
formter Muster geméss der vorliegenden Erfindung
soll die Bildung kleiner galvanogeformter Produkie
am freien Abschnitt 20 verhindern. Die zweite Aus-
fihrungsform der vorliegenden Erfindung ist bis auf
das Bilden einer galvanogeformten Insel 21 am frei-
en Abschnitt 20 (s. Fig. 19) ahnlich der ersten Aus-
fihrungsform. Die galvanogeformte Insel 21 ist mit
der galvanogeformten Linie 3 verbunden und von
dieser umschlossen und in einem anderen Abschnitt
angeordnet als die galvanogeformten Muster 2.

Die galvanogeformte Insel 21 befindet sich in der
Mitte des freien Abschnittes 20 und wird basierend
auf der Gesamtflaiche des freien Abschnittes 20
wiinschenswerterweise mit einem Flachenverhait-
nis von etwa 40% bis 70%, vorzugsweise etwa
50% bis 60%, gebiidet.

Das zweite Verfahren zur Herstellung galvanoge-
formter Muster gemass der vorliegenden Erfindung
umfasst die Schritte des:
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— Bildens galvanogeformter Muster 2 mit geschlos-
senliniger Grafik mit Offnungen 2a, einer galvano-
geformten Linie 3, welche die obigen Muster um-
schliesst, und einer galvanogeformten Insel 21, wel-
che in einem anderen Bereich als die obigen
galvanogeformten Muster angeordnet ist, wobei die
obige galvanogeformte Insel von der obigen gaiva-
nogeformten Linie umschiossen und mit dieser ver-
bunden ist, auf einer Oberflache eines leittahigen
Substrates 1;

~ Abziehens der galvanogeformten Muster 2, der
galvanogeformten Linie 3 und der galvanogeformten
Insel 21 vom leitfahigen Substrat 1, um diese auf
eine druckempfindiiche Klebeschicht 14 zu Ubertra-
gen, welche auf einem Trager 13 angeordnet ist;

— Einspritzens oder Druckens eines Beschichtungs-
materials in das Innere der Offnungen 2a, welche
von den galvanogeformten Mustern 2 mit geschlos-
senliniger Grafik umschlossen sind, und des Um-
wandelns des Beschichtungsmateriais in Beschich-
tungsfilme 2b;

— Bildens einer festhaftenden Klebeschicht 15 auf
einer gesamten Oberflache des Tragers auf jener
Seite desselben, wo die galvanogeformten Muster
2, die Beschichtungsfiime 2b, die galvanogeformte
Linie 3 und die galvanogeformte Insel 21 gehalten
werden;

— Entfernens der galvanogeformten Linie 3 und der
galvanogeformten Insel 21 und

— Abtrennens der galvanogeformten Muster 2 und
der Beschichtungsfime 2b vom Trager 13 und,
gleichzeitig damit, Aufklebens der galvanogeformten
Muster 2 und der Beschichtungsfiime 2b mittels der
festhaftenden Klebeschicht 15 auf eine Oberfiache
eines Klebeelements 17.

Durch Schaffung der obigen galvanogeformten
Insel 21 kann das Auftreten kleiner galvanogeform-
ter Produkte am freien Abschnitt 20 verhindert wer-
den. Des Weiteren ist die galvanogeformte Insel 21
mit der galvanogeformten Linie 3 verbunden, und
daher wird die galvanogeformte Insel 21 zusammen
mit der galvanogeformten Linie 3 leicht entfernt.
Des Weiteren wird die Festigkeit der galvanoge-
formten Linie 3 durch die galvanogeformte insel 21
erhdht, sodass ein Zertrennen der galvanogeform-
ten Linie 3 beim Entfernen der galvanogeformten
Linie 3 verhindert werden kann.

Die Hersteliung mit Beschichtungsfilmen versehe-
ner, galvanogeformter Muster, fir welche umfang-
reiches Wissen erforderlich war, kann durch die
vorliegende Erfindung zu geringeren Kosten erfol-
gen. Des Weiteren konnen die galvanogeformten
Muster, wenn sie auf ein Klebeelement geklebt wer-
den, leicht vom Trager entfernt werden, und das
Vortreten des Klebstoffes nach dem Aufkleben der
galvanogeformten Muster auf das Kiebeelement
kann verhindert werden. Darliber hinaus kann ge-
mass der vorliegenden Erfindung das Auftreten klei-
ner, stiftliochahnlicher, galvanogeformter Produkte
verhindert werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung galvanogeformter
Muster, umfassend:
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~ Bilden galvanogeformter Muster mit geschlossen-
liniger Grafik und einer galvanogeformten Linie, wel-
che die Muster auf einer Oberflache eines leitfa-
higen Substrates umschliesst;

— Abziehen der galvanogeformten Muster und der
galvanogeformten Linie vom leitfahigen Substrat, um
diese auf eine druckempfindliche Kiebeschicht zu
Ubertragen, weiche auf einem Trager angeordnet ist;
— Einspritzen oder Drucken eines Beschichtungsma-
terials in das Innere der geschlossenlinigen Grafik
der galvanogeformten Muster und Umwandein des
Beschichtungsmaterials in Beschichtungsfilme;

— Bilden einer festhaftenden Klebeschicht auf einer
gesamten Oberflache des Tragers auf jener Seite
desselben, wo die galvanogeformten Muster, die
Beschichtungsfilme und die galvanogeformte Linie
gehalten werden;

— Entfernen der galvanogeformten Linie und

— Abtrennen der galvanogeformten Muster und der
Beschichtungsfilme vom Trager und, gleichzeitig da-
mit, Aufkieben der galvanogeformten Muster und
der Beschichtungsfiime mitteis der festhaftenden
Klebeschicht auf eine Oberflache eines Klebeele-
ments.

2. Verfahren zur Hersteliung galvanogeformter
Muster, umfassend:

- Bilden galvanogeformter Muster mit geschlossen-
liniger Grafik, einer galvanogeformten Linie, welche
die Muster umschliesst, und einer galvanogeformten
Insel, welche in einem anderen Bereich als die gal-
vanogeformten Muster angeordnet ist, wobei die
galvanogeformte Insel von der galvanogeformten Li-
nie umschlossen und mit dieser verbunden ist, auf
einer Oberflache eines leitfahigen Substrates;

— Abziehen der galvanogeformten Muster, der gal-
vanogeformten Linie und der galvanogeformten in-
sel vom leitfahigen Substrat, um diese auf eine
druckempfindliche Klebeschicht zu Ubertragen, wel-
che auf einem Trager angeordnet ist;

— Einspritzen oder Drucken eines Beschichtungs-
materials in das Innere der geschlossenlinigen Gra-
fik der galvanogeformten Muster und Umwandeln
des Beschichtungsmaterials in Beschichtungsfiime;
~ Bilden einer festhaftenden Klebeschicht auf einer
gesamten Oberflache des Tragers auf einer Seite
desselben, wo die galvanogeformten Muster, die
Beschichtungsfiime, die galvanogeformte Linie und
die galvanogeformte Insel gehalten werden;

— Entfernen der galvanogeformten Linie und der
galvanogeformten Insel und

— Abtrennen der galvanogeformten Muster und der
Beschichtungsfilme vom Trager und, gleichzeitig da-
mit, Aufkleben der galvanogeformten Muster und
Beschichtungsfilme mittels der festhaftenden Klebe-
schicht auf die Oberflache eines Klebeelements.

3. Verfahren zur Herstellung galvanogeformter
Muster nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das leitfahige Substrat eine metalli-
sche Platte und einen darauf angeordneten leitfa-
higen dinnen Film umfasst.

4. Verfahren zur Herstellung galvanogeformter
Muster nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die druckempfindliche Klebeschicht
einen ultraviolettaushartenden druckempfindlichen
Klebstoff umfasst.
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5. Verfahren zur Herstellung galvanogeformter
Muster nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmaterial,
welches in das Innere der geschlossenlinigen Grafik
der galvanogeformten Muster eingespritzt oder ge-
druckt wird, eine Leuchtfarbe ist.
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